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Zagadnienia do przygotowania

1. Nanoszenie cienkich warstw metodq napylania w polu magnetycznym — metoda fizycznego
osadzania warstw z fazy gazowej (PVD). Podczas ¢wiczenia zostang przygotowane cienkie
warstwy metaliczne na podtozu weglowym.

Fig 1: Przyktad urzqdzenia do nanoszenia cienkich warstw metodq napylania.

1/5



Fig 2: Zrédlo PVD podczas nanoszenia cienkiej warstwy metodq napylania.
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2. Skaningowa Mikroskopia Elektronowa

]

Fig 3: Skaningowy mikroskop elektronowy Quanta 3D FEG zainstalowany w
Zaktadzie Fizyki Ciata Statego IF UJ. Mikroskop posiada spektrometr EDX.
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Fig 4: Przyktad obrazowania cienkiej warstwy w trybie SE za pomocq
mikroskopu SEM

© Obrazowanie w trybie BSE — elektrony wstecznie rozproszone (kontrast masowy)
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Fig 5: Przyktad obrazowania cienkiej warstwy w trybie BSE za
pomocq mikroskopu SEM. Jasny kontrast odpowiada warstwie
metalicznej. Ciemny kontrast to wegiel.
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Fig 6: Przykiad spektrum EDX zebranego z obszaru metalicznej
warstwy.
EASEMData\DATA20174091270917\CarbonW_Students\EDX01_C.spc
Label A:W
B |
N oka
121
AlKa
1‘,[Iﬂ Il,ﬂ[l 3‘,[Iﬂ 500 6.00 7.00 8.00 00 ke¥

Fig 7: Przyktad spektrum EDX zebranego z obszaru matrycy
weglowe;j.
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